












































































专利名称(译) 新型导电和光敏聚合物

公开(公告)号 US20140353552A1 公开(公告)日 2014-12-04

申请号 US14/288397 申请日 2014-05-28

[标]申请(专利权)人(译) 纳米与先进材料研发有限公司

申请(专利权)人(译) 纳米及先进材料研发院有限公司

当前申请(专利权)人(译) 纳米及先进材料研发院有限公司

[标]发明人 HO PAUL KWOK KEUNG
WONG WING LEUNG

发明人 HO, PAUL KWOK KEUNG
WONG, WING LEUNG

IPC分类号 H01L51/00 C08G61/12

CPC分类号 H01L51/0036 H01L51/0043 C08G61/126 C08G61/123 C08G2261/143 C08G2261/1432 C08G2261
/3223 C08G2261/3246 C08G2261/91 C08G2261/92 C08G2261/95 C09K11/06 C09K2211/1458 H01B1
/127 H01L51/0003 H01L51/0039 H01L51/0047 H01L51/0558 H01L51/4253 Y02E10/549

优先权 61/855965 2013-05-29 US

其他公开文献 US9583711

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明涉及新官能化的聚噻吩及其合成。本发明还证明新的聚噻吩及其
衍生物适用于制造有机发光二极管（OLED），发光二极管（PLED），
有机光伏器件（OPV）和用于印刷电子器件的导电聚合物。
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